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기술에 정제공정은 필수적이다. 기존 습식정제 방식은 고온정제가 불가능하고 폐수처리 및 

에너지 효율감소 등의 문제가 있으며, 고온 건식가스 정제 방식은 세라믹 또는 금속 필터를 이

용하는 기술이 대표적으로 물리적 파손 및 막힘 등의 문제가 있다. 본 연구의 정제 방식은 액

체금속 scrubbing/bubbling을 이용한 고온 습식 정제 방식으로, 습식공정의 에너지 효율 감소

와 세라믹 필터가 가지는 플랜트의 가동율 저하문제를 해결할 수 있다. 정제 대상 가스성분 중 

하나인 H2S는 강한 산성가스로 가스터빈이나 가스엔진 등 에너지 장치의 부식과 합성 촉매를 

손상시킬 수 있어 반드시 제거되어야 하는 성분이다. 본 연구에서 사용된 액체금속은 주석으

로, 232~2600도 사이에서 액상으로 존재하여 다양한 반응조건에 활용이 가능하고 다음과 같

은 반응으로 산성가스를 제거할 수 있다 (Sn+H2S=SnS+H2). 다양한 가스 조성 및 반응 조건

에 대해 화학평형 계산으로 액체주석의 H2S 정제반응 특성을 파악하였고, 액체금속 순환 반

응기를 이용한 실험을 통해 scrubbing/bubbling 정제방식에 따른 액체주석과 H2S의 반응성을 

파악하였다. 


